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Fig. 1 
(57) Abstract: The invention relates to a device 
for treating a substrate treating surface (9o) of a 
substrate (9) with a fluid (8) by immersing the 
substrate treating surface (9o) into the fluid (8), 
having the following features: receiving means 
(5) for receiving the fluid (8), comprising an 
immersion opening; and immersing means (19) 
for immersing the substrate treating surfaces 
(9o) through the immersion opening (5e) into 
the receiving means (5). The invention is 
characterized in that rotating means (13) are 
provided for rotating the receiving means (5) in 
order to at least predominantly discharge the 
fluid (8) out of the receiving means (5). The 
invention also relates to a method for treating at 
least one substrate treating surface (9o) of a 
substrate (9) with a fluid (8), having the 
following steps, in particular in the following 
sequence: immersing the substrate treating 
surface(s) into the fluid (8) that is received in a 
receiving means (5) for receiving the fluid (8); 
and rotating the receiving means (5) in order to 
empty the fluid out of the receiving means (5). 

(57) Zusammenfassung: 
[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



WO 2013/041144 A11 lllll llllllll II llllll III lllll lllll III III III lllll lllll lllll lllll lllll llll lllllll llll llll llll 

Eine Vorrichtung zur Behandlung einer Substratbehandlungsflache (9o) eines Substrats (9) mit einem Fluid (8) durch Eintauchen 
der Substratbehandlungsflache (9o) in das Fluid (8), mit folgenden Merkmalen: Aufiiahmemittel (5) zur Aufiiahme des Fluids (8) 
mit einer Eintauchoffiiung und Eintauchmittel (19) zum Eintauchen der Substratbehandlungsflachen (9o) durch die 
Eintauchoffiiung (5e) in das Aufiiahmemittel (5), ist dadurch gekennzeichnet, dass Rotationsmittel (13) zur Rotation des 
Aufiiahmemittels (5) zum zumindest iiberwiegenden Austrag des Fluids (8) aus dem Aufiiahmemittel (5) vorgesehen sind, sowie 
eines Verfahrens zur Behandlung mindestens einer Substratsbehandlungsflache (9o) eines Substrats (9) mit einem Fluid (8) mit 
folgenden Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: Eintauchen der Substratbehandlungsflache(n) in das in einem 
Aufiiahmemittel (5) zur Aufnahme des Fluids (8) aufgenommenes Fluid (8), Rotation des Aufiiahmemittels (5) zum Entleeren des 
Fluids aus dem Aufiiahmemittel (5). 


